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[57]申請專利範圍
1.　一種用於應用電流變液於研磨拋光加工之研磨頭，包含：一安裝部，用於安裝；一絕緣
部，設置於該安裝部；以及一導電部，設置於該絕緣部，並具有相互間隔排列的導電

件，用以形成交錯排列之複數正電極與複數負電極。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之研磨頭，其中該絕緣部係具有分別對應於該等導電件的複
數絕緣件，各該導電件係設置於各該絕緣件上。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之研磨頭，其中各該導電件係為弧形之金屬片體，該等導電
件係相互間隔地平行排列，並共同組成平坦之端面。

4.　如申請專利範圍第 2項所述之研磨頭，其中各該導電件係為板狀之金屬片體，並設置於
呈柱狀且相互間隔地平行排列之絕緣件上。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之研磨頭，其中該絕緣部係為具有平坦端面之一柱體，且各
該導電件係為條狀之金屬片體，並以放射狀間隔排列於該柱體之平坦端面上且由該柱體

之平坦端面延伸至側面。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之研磨頭，其中該絕緣部係為具有曲面端面之一柱體，且各
該導電件係為條狀之金屬片體，並以放射狀間隔排列於該柱體之曲面端面上且由該柱體

之曲面端面延伸至側面。

圖式簡單說明

第 1圖為本創作第一實施例之研磨頭的結構示意圖。

第 2圖為本創作第一實施例之研磨頭的端面示意圖。

第 3圖為本創作第二實施例之研磨頭的結構示意圖。

第 4圖為本創作第三實施例之研磨頭的結構示意圖。

第 5圖為本創作第四實施例之研磨頭的結構示意圖。

第 6圖為習知應用電流變液之研磨頭進行工件之研磨拋光的示意圖。
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